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摘要(译)

公开了一种成像装置（ 100 ），其包括超声换能器阵列（ 
101,120,130），其具有限定超声换能器的超声发射表面的多个超声换能
器元件。阵列;超声发射表面上的声窗（ 220 ），所述声窗包括：接触超
声发射表面的烃弹性体的第一层（ 221 ），所述第一层进一步含有抗氧
化剂的层;在第一层上具有另外的烃弹性体的第二层（ 223 ），所述第二
层具有比第一层更大的肖氏A硬度。还公开了一种超声成像系统（ 10 
），其包括这样的成像装置，例如导管（ 100 ）和方法（ 300 ）在超声
换能器阵列（ 101,120,130）上为这样的装置（ 100 ）形成声窗（ 220 
）。
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